


































































专利名称(译) 导电结构及其形成方法、阵列基板以及液晶显示面板

公开(公告)号 CN100516986C 公开(公告)日 2009-07-22

申请号 CN200510117013.8 申请日 2005-10-28

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

[标]发明人 李仁
郭珍午
李圣昊
金永彬

发明人 李仁
郭珍午
李圣昊
金永彬

IPC分类号 G02F1/133 G02F1/136

CPC分类号 H01L29/4908 H01L27/1214 H01L27/124

代理人(译) 李瑞海

审查员(译) 马美娟

优先权 1020040086723 2004-10-28 KR

其他公开文献 CN1766701A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种导电结构，其包括金属层和阻挡层。金属层位于绝缘
体上。阻挡层覆盖金属层的上面和侧面，阻挡层包括熔点高于绝缘体的
玻璃转化温度的材料。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/cafa1625-c49e-4226-8417-e352f014a2c6
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/036260782/publication/CN100516986C?q=CN100516986C
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN100516986C

